PL 5811

RzEczPosPOLTA 1 OPIS OCHRONNY
WZORU aPL (15811
PRZEMYSLOWEGO
(51) Klasyfikacja:
(21) Numer zgtoszenia: 5307 01-01

Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgtoszenia: 23.04.2003

(54)

Wzér na ciastku

(30) Pierwszenstwo:
25.10.2002 (WO) DM/062096

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogtoszono:

30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemystowego:

GENERALE BISCUIT societe anonyme,
Athis-Mons, (FR)

(72) Twoérca(y) wzoru przemystowego:
Berre Bertrand




Wzbr na ciastku

Przedmiotem wzoru przemyslowego jest wzér na ciastku pozwalajacy odrézmié¢ produkty
zglaszajacego od wyrobéw innych producentéw.

Przedmiot wzoru przemystowego jest uwidoczniony na zalaczonych rysunkach i1 materiale
ilustracyjnym, na ktérych fig. 1- przedstawia rysunek pierwszej odmiany wzoru na ciastku, fig.
2 - rysunek drugiej odmiany wzoru na ciastku, fig. 3 — rysunek trzeciej odmiany wzoru na
ciastku, fig. 4 —materiat ilustracyjny pierwszej odmiany wzoru na ciastku wraz z ciastkiem.

Istote wzoru przemystowego stanowi nowa postaé wzoru ciastka przejawiajaca si¢ w ksztalcie.

Wazér ciastka charakteryzuje sie tym, ze w pierwsze) odmianie wykonania na ciastku, o
ksztalcie zblizonym do elipsy, centralnie umieszczony jest, wykonany podwdjng linig,
stylizowany napis LU otoczony linig tworzaca ramke. Ramka z jednej strony jest wezsza 1
do okoto 1/3 obwodu otoczona jest matymi elipsami imitujacymi klos, przy czym elipsa na
wierzchotku jest najwigksza, ktérej diuzsza $rednica jest zblizona do wysokosci napisu.
Od wierzchotkowej najwigkszej elipsy, w miarg rozszerzania si¢ ramki elipsy zmniejszajq
swojq $rednice do podstawy klosa. Ramka z drugiej kraficowej strony posiada szerokosé¢
zblizong do wysokosci napisu. Ponadto, pomi¢dzy krawedziami zewnetrznymi gérmymi i
dolnymi ciastka a umieszczonym centralnie wzorem, na ciastku umieszczony jest rysunek
elipsy, ktorej krawedzie boczne pokrywajq si¢ z krawedziami zewngtrznymi bocznymi
ciastka.

W drugiej odmianie wykonania wzér utworzony jest z ramki przypominajacej zawinigty
rég, z matymi elipsami imitujacymi kios umieszczonymi do okoto 1/3 obwodu. Z jednej
strony ramka jest wezsza i rozszerza si¢ ku krancowi przeciwleglemu, gdzie jegoe
szeroko§¢ jest zblizona do dluzszej S$rednicy najwigkszej elipsy klosa. Elipsy
wierzcholkowe sg najwicksze a w miare zblizania si¢ ku podstawie klosa elipsy
Zmnie;jszaja sie.



W trzeciej odmianie wykonania wzdr utworzony jest z ramki przypominajacej zawinigty
rég, z malymi elipsami imitujacymi klos umieszczonymi do okoto 1/3 obwodu z centralnie
umieszczonym stylizowanym napisem LU wykonanym podwdjng linia. Z jednej strony
ramka jest waska i rozszerza si¢ ku krancowi przeciwleglemu, gdzie jego szeroko$¢ jest
Zblizona do diuzszej $rednicy najwigkszej elipsy kiosa. Elipsy wierzchotkowe sg
najwigksze a w miar¢ zblizania si¢ ku podstawie klosa elipsy zmniejszajg sie.
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